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Pompa z komora do podgrzewania cieczy pompowanej

Przedmiotem wynalazku jest pompa z komora do podgrzewania cieczy pompowanej.

Znane i stosowane s3 korpusy z komora do podgrzewania na zewnatrz korpusu pompy.

Niedogodnoscia i wada dotychczas stosowanego rozwiazania jest tworzenie komory do podgrzewania na
zewnatrz korpusu pompy przez odlewanie lub spawanie. Takie rozwigzanie komory komplikuje dodatkowo
zlozony odlew korpusu pompy.

Celem wynalazku jest usuni¢cie wspomnianych wad i niedogodnoséci, a zagadnienie techniczne, ktdre nalezy
rozwiaza¢ polega na odpowiednim uksztattowaniu dotychczasowych czesci sktadowych pompy i wykorzystaniu
ich przez odpowiednie potaczenie w celu utworzenia komory do podgrzewania cieczy pompowane;j.

Zgodnie z rozwigzaniem postawionego zagadnienia technicznego pompe z komorg do podgrzewania cieczy
pompowanej uzyskuje si¢ wedtug wynalazku dzieki temu, Ze komora jest utworzona migdzy profilowana wyk?a-
dzing pompy od strony wirnika i przednia $ciang korpusu pompy, potaczonych ze sobg szczelnie, przy czym do
komory prowadzi co najmniej jeden otwér. Profilowana wyktadzina pozwala w spos6b prosty i tatwy w zalezno-
$ci od‘potrzeb, wykonaé komore do podgrzewania cieczy pompowane;j.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia komore
do podgrzewania cieczy pompowanej w przekroju wzdtuz osi watu pompy.

Komora 1 wedtug wynalazku do podgrzewania cieczy pompowanej jest utworzona przez polaczeme profi-
lowanej wyktadziny 2 z przednig $ciang 3 korpusu pompy za pomocg érub 4. Powierzchnie styku profilowanej
wyktadziny 2 z przednia $ciang 3 korpusu pompy s3 uszczelnione za pomoca uszczelki plaskiej 5 oraz pierscienia
uszczelniajacego 6. W przedniej Scianie 3 korpusu pompy s3 wykonane dwa przelotowe otwory 7 do doprowa-
dzenia do komory 1 iodprowadzenia zniej czynnika grzewczego. Profilowana wyktadzina 2 moze réwniez
spetnia¢ rol¢ elementu kompensacyjnego w pompie z wirnikiem otwartym lub elementu wymiennego w pompie
do cieczy zawierajacej zawiesing Scierajaca. ,
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Pompa z komorg do podgrzewania cieczy pompowanej, znamienna tym, ze komora (1) jest
utworzona miedzy profilowana wyktadzing (2) pompy od strony wirnika i przednig $ciang (3) korpusu pompy,
potaczonych ze soba szczelnie, przy czym komora (1) posiada co najmniej jeden otwor (7).
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